


































专利名称(译) 用于透反液晶显示装置的阵列基板及其制造方法

公开(公告)号 US20010052952A1 公开(公告)日 2001-12-20

申请号 US09/878284 申请日 2001-06-12

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG.PHILIPS LCD CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHOO KYO SEOP
PARK KI BOK

发明人 CHOO, KYO-SEOP
PARK, KI-BOK

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/1362 G02F1/136

CPC分类号 G02F1/133555 G02F1/136227

优先权 1020000032528 2000-06-13 KR

其他公开文献 US7696529

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种半透半反液晶显示装置，其具有至少一个开关元件，该
开关元件至少具有漏电极，在开关元件上形成第一钝化层，第一钝化层
限定暴露第一部分漏电极的漏极接触孔，透明像素电极通过漏极接触孔
接触漏极并限定暴露漏极的第二部分的接触开口，接触开口限定在漏极
接触孔中的透明像素电极的一部分中，并且反射像素电极接触漏极接触
孔中的透明像素电极并通过接触开口接触漏极。
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